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^= (54) Title; fMETIiOD FOR OBTAINING A MARK ON A LOW SURFACE ENERGY OPHTHALMIC LENS 

(54) Hire : PROCEDE D'OBIWTION DTJN MARQUAGE SUR UNE LENTILLE OPHTALMIQUE A BASSE ENERGIE DE 
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(5 7) Ahslrticl: The invention concerns a method for marking a ophthalmic lens comprising a hydrophobic and/or oil -repellent low 
surface energy outer layer on a high surface energy substrate or coating. The method consists in: positioning a complementary 
patterning mask of the desired marking between the lens surface to be marked and an energizing discharge source capable of sub- 
sianiially eliminating the outer layer to as to expose the subjacent high energy substrate or coating. The temporary protective layer 

Ohas a surface energy higher than that of the outer layer and a thickness less than about 5 nm, and preferably between 2 and 4 nm, 
^..^^ thereby enabling the discharge to act on the outer layer through the temporary protective layer. 

1^ I Suite sur la page suivante f 



Wir2004/046791 Al lliiilililllllliliniliillllliilli 



(84) KtaLs designcs (regiofiai) : brevel ARIPO (B W. GH, GM. 
Kti, LS. MW, MZ, SD. SL. SZ, TZ, UG. ZM, ZW), brevet 
eurasien (AM, AZ, BY, KG. KZ, MD. RU, TJ, TM), brevet 
curopeen (AT. BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, H, 
I'R, GB, GR, FRJ, IE, IT, LU, MC. NL, FF, RO, SE, SI, SK, 
TR), brevet OAPI {BT\ BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, 
GW, ML, MR, l^. wSN, TO, TG). 

Fubliee : 

— avec rapport de recherche Internationale 



avant ['expiration du delai prevu pour la modification des 
revendications, sera republiee si des modifications sont re- 
ives 



En ce qui concenie les codes d deux lettres et autres abrevia- 
tions, se referer aux "Notes expiicatives relatives aux codes et 
abreviations" figurant au debut de chaque numero ordinaire de 
la Gazette du PCT 



(57) Abrcgc : Procede pour le marquage sur une face de verre ophlalmique du type comporlanl une couche exterieure hydrophobe 
e(/ou olcophobc a basse cncrgie de surface sur un substrat ou un revetement a haute energie de surface. IJn masque de configuration 
complcmcnlaire du marquage desire est positionne entre la face du verre a marquer et une source de decharge energisante aptc acli- 
miner sensiblcmcnl la couche exterieure afin de reveler le substrat ou revetement a haute energie sous-jacent. La couche proleciricc 
icmporaire a une energie dc surface supcrieure a celle de la couche exterieure et une epaisseur infcricure a environ 5 nm, ei de prefe- 
rence cntrc environ 2 et 4 nm, ce qui pcrmci a la ddcharge d'agir sur la couche exterieure a iravcrs la couche protectrice lemporairc. 



